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Auszug aus den Allgemeinen Veranstaltungsbedingungen :

W3+ Fair Jena 2026 Sparkassen Arena VV3 Fair GmbH 10. Vorbehalte (10) W3 Fair GmbH behalt sich vor, die vorlaufigen Flachenplane, die

der Anmeldung des Ausstellers zugrunde liegen, bis zum Messebeginn abzuandern.

] Excerpt from the general Event conditions
Tel" +49 40'66 906 900 10. Provisos (10) W3 Fair GmbH reserves the right to alter the provisional floor plans, on which the registration

Datum / date 23.09. - 24.09.2026 Stand / Status  13.03.26 E-Mail: ora@a-acom of the exhibitor is based, before the beginning of the event
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